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Wynalazek dotyczy sposcbu wytwarzania po-
dwéjnej warstwy luminoforowej, zwlaszcza
w lampach oscyloskopowych, pozwalajacego na
ekonomiczne i stosunkowo szybkie wytwarzanie
ekranu dwuwarstwowego, dajacego szczegolnie
jasne i ostre obrazy.

Dla réznych celéw stawiane s lampom oscy-
loskopowym wysokie wymagania odnosnie $wia-
tlosci, czasu poswialy i ostroéci punktéw. Wy-
magania te mogq by¢ tylko wtedy spemione bez
nadmiernego dbcigzenia katody, gdy ekran lu-
minujgcy jest pokryty bardzo réwnomierng i wy-
starczajaco cienka warstwa luminoforu. Znany
jest sposob wytwarzania ekranéw dwuwarstwo-
wych przez dwukrotne osadzenie luminoforu. Pro-
szek luminoforowy zawiesza si¢ w cieczy, za-
wierajacej $rodek wiazacy, najkorzystniej szkio
wodne i wprowadza do barki lampy. Baﬂkq po-
zostawia si¢ w spoczynku tak dldgo, az lumino-
for osiadzie- i stwardnieje, przy uzyciu szkla
‘wodnego jako materialu wigzqcego, po czym

ciecz odlewa si¢. Na tak wytworzonej pierwszej
warstwie luminoforu osadza si¢ w podobny spo-
s6b druga warstwe. Warstwy te suszy sie¢ na-
stepnie w znany spos6b i spieka, Metoda ta nie
jest pozbawiona wady, wymaga mianowicie diu-
giego czasu wytwarzania uwarunkowanego pro-
cesu osadzania ‘warstw, ich utwardzania i su-
szenia, crraz duzych nakladéw na urzadzenia pro-
dukcyjne i érodki pomocnicze. Otrzymane ekrany
nadaja si¢ wprawdzie do uzytku, jednak wytwo-
rzone na nich obrazy nie sa wystarczajaco jasne
i ostre z powodu stosunkowo grubej warstwy
luminoforu i rozpraszania przez nia promieni
$wietlnych na skutek jej metncdci, powstajacej
przy spiekaniu wysuszonej masy. Poza tym
obrazy na ekranie nie sq jednostajne z powodu
nieréwnomiernej grubosci warstwy, wytworzonej
sposobem osadzania. .

Przez zastosowanie sposobu wedlug wynalazku
mozna ~spelni¢ wszelkie wymagania ctdno$nie
czasu po$wiaty oraz $wiatloici ekranu wytwarza-
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nej ‘lgjnpy oscyloskopowej przy motliwie niskim
piqdzie katodoWyin. Czas poswiaty zalezy wylacz-
nte od rqdvaju '.usytego , luminoforu, natomiast
$wiatlos¢ zalezy w duzym stdpniu od grubosci
jego warstwy i przy jednakowym pradzie kato-
dowym jest tym wigksza, im ciefsza jest ta
warstwa. L

Warunek mozliwie cienkiej powloki luminuja-
cej moze byé¢ spelniony w ten sposdb, Ze pierw-
sza warstwe luminoforowa wytwarza sie znanym
sposobem kulkowym, a druga warstw¢ — spo-
scbem wedlug wynalazku.

Sposobem kulkowym wytwarza si¢ na danej
powierzchni cienka blonke s$rodka wigzacego
w ten spos6b, ze do banki lampy wprowadza sie
mate kulki, np. szklane i dodaje sie w zaleznosci
od wielkosci ekranu, okre$long 1lo$¢, przewaznie
pare kropli, srcdka wigzacego, najkorzystniej
kwasu fosforowego, po czym wstrzgsajgc banke
porusza si¢ nig tak dlugo, az kulki
srodkiem wigzacym powierzchni¢ ekranu mo-
iliwie réwnomiernie. Po tym zabiegu kulki wy-
sypuje sie. Na tak wytworzong cienky blonke
§rodka wigzqcego napyla sig luminofor, rozpro-
wadzajac go réwnomiernie. Po usunigciu nad-
miaru proszku luminoforowego warstwe luminu-
jaca poddaje sie spieczeniu.

Naniesienie drugiej warstwy luminoforowej na
tak wytworzona pierwsza warstwe przedstawia
osobne zagadnienie, gdyz pierwsza warstwa, wy-
tworzcna przy uzyciu $rodka wigzacego, np.
kwasu fosforowego, nie otrzymuje przy spieka-
-niu wytrzymalo$ci - materiatu- ceramicznego i nie
przylega niezawodnie do bafki. Przy nanosze-
.niu drugiej warstwy luminoforowej nalezy zwra-
, caé szczegélng uwage na mechaniczng wytrzy-
matloéé, uwzgledniajac przy tym okolicznosé, iz
przy stykaniu sie ze Sradkiem wigzqcym drugiej
warstwy wystepuje nieunikniona tendencja roz-
puszczania sig pierwszej warstwy luminoforowej.
W my$l wynalazku zagadnienie otrzymywania
réwnomiernej i dostatecznie cienkiej warstwy
luminoforowej rozwigzuje si¢ przez dokladne za-
chowywanie okreslonych dawek i utrzymywanie
statych wlasciwoséci $rodka wigqzacego w opar-
ciu o rozcieficzanie tego Srodka w cieczy latwo
parujgcej. ‘

Na pierwszg .warstwe luminoforowg nanosi sie
w mys$]l wynalazku drugg warstwe w nastgpujacy
sposéb.

Srodek wiazacy, rozcieficzony cieczg latwo-
parujacg np. alkoholem, zastaje w malej ilosci
‘naniesiony na pierwsza warstwe luminoforows.

powleka

W praktyce okazalo si¢ korzystne np. rozciesi-
czanie kwasu fosforowego alkoholem w stosun-
ku 1:20 do 1:10 przy catkawitej ilo§ci nano-
szonej cieczy, wynoszacej okolo 1 ml na 1 dm?
powierzchni ekranu. Gdy cala warstwa lumino-
forowa zostaje pokryta ciecza, odlewa sie jej

‘nadmiar. Rozcieniczony ciecza latwo parujaca $ro-

dek wiazacy moze by¢ réwniez napylomy pisto-
letem natryskowym przy czym w celu lepszego
rozprowadzenia cieczy, zawierajacej $rodek wia-
Zacy, mozna w czasie zabiegu obracaé barnkg
lampy oscyloskopowej. Nastgpnie poddaje sig
barike¢ procesowi suszenia do czasu az ciecz lat-
wo parujgca odparuje, a réwncmiernie roztozo-
ny srodek wigzacy, przylegajacy do pierwszej
warstwy luminoforowej osiggnie taki stan wy-
suszenia, ze proszek tworzacy drugq warstwe lu-.
minoforowq, po jego wsypaniu i réwnomiernym
rozprowadzeniu, np. przez wstrzasanie, przylgnie
do pierwszej warstwy warstwg o wymaganej ma-
lej grubosci. Po usunigciu nadmiaru proszku lu-
minoforowego powstala druga. warstwa luminu-
jaca zostaje w,znany sposéb spieczona.

Przez odpowiedni dobér $rodka wigzacego
i cieczy latwo parujacej, stosunku zmieszania
cbu cieczy i ich ogélnej ilosci oraz przy do-
kladnym zachowywaniu nalezytego stopnia wy-
suszenia w czasie nanoszenia prcszku luminoforo-
wego drugiej warstwy mozna osiggngé, ze tyl-
ko najdrobniejsze czgsteczki proszku przylgng,
podczas gdy ' czasteczki wigksze, z powodu nie-
korzystnego dla nich stosunku ciqzaru wlasnego
do proporcjonalnej do ich powierzchni przyczep-
nosci, odpadng. W ten spos6b mozna wytworzy:
odpowiednio cienka podwqjng warstwq lumino-
forowq, -ktéra przy malym pradzie katodowym
daje duzg s$wiatltos¢ i ostro§é obrazu.

Zastrzezenia Patentowe

1. Sposéb wytwarzania podwéjnej warstwy lu-
minoforowej, zwlaszcza w lampach oscy-
loskopowych, znamienny tym, ze na na-
niesiong na $cianke¢ lampy metoda kulko-
wq spieczony piefwsza warstwe lumincforu
nanosi si¢, w celu otrzymania warstwy
Srodka wigqzacego, substancje ciekls, skia-
dajaca sie ze Srodka wiazacego i .cieczy
latwo parujgcej i ze po okre§lonym wysu-
szeniu tej warstwy, po ktérym mogg do
niej przylgngqé¢ tylko czasteczki o okreslo-
nej malej ziarnisto$ci naklada si¢ na nig
proszek luminoforowy, rozprowadzajgc go
réwnomiernie, np. przez wstrzgsanie, po
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czym nieprzywarte czasteczki luminoforu
usuwa sig, a powstala druga warstwe lu-
minujgca spieka sie.

. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
jako Srodek wigzacy drugiej warstwy lumi-
ncforowej stosuje si¢ kwas fosforowy, roz-
cieiczony alkoholem w stosunku 1:20 do
1:10.

-3, Sposéb wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny
tym, ze calkowita ilos¢ cieczy ze $rodkiem
wiazacym wynosi 1 ml na 1 dm? powierzch-
ni, zaopatrywanej w drugq warstwe lumi-
noforowa.
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